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Garantia MIS:

MIS trata con gran cuidado todos sus productos con el fin de mantener la méxima calidad. MIS garantiza que todos sus
productos estan exentos de defectos tanto en sus materiales como en la manipulacion. Sin perjuicio de lo anterior, en caso
de que el cliente verifique alguna anomalia en el producto MIS, habiéndolo utilizado segun las instrucciones del fabricante,
el producto defectuoso sera repuesto.

Los productos deben ser utilizados il por cirujanos il
estomatologos, odontélogos y técnicos en prétesis dental. Todos ellos fitulados.
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Comprometidos siempre con el desarrollo de productos,
materiales y nuevas tecnologias, los cientificos e ingenieros
de MIS elaboran productos de alta calidad, disenados

para realizar una implantologia segura, eficaz y sencilla. El

sistema de implantes SEVEN es el resultado de un amplio

proceso de investigacion y desarrollo, ofreciendo una solucion
verdaderamente innovadora con una combinacion Unica de

ventajas tanto quirdrgicas como prostodoncicas.

@MENY

© MIS Corporation. All rights reserved.






Ventajas.

Amarillo indica
una plataforma
estrecha

Verde indica
una plataforma
ancha

Morado indica
una plataforma
estandar

>
Implante hexagono interno SEVEN



Hex. interno

Los implantes SEVEN de MIS cuentan con una conexion hexagonal interna
que garantiza, entre otras cosas, el adecuado ajuste del pilar al implante
y una conexion antirrotatoria resistente frente a las cargas laterales. Asi
como excelentes resultados estéticos.

Microanillos

Situados en el cuello del implante mejoran el BIC (contacto entre
hueso e implante) en la zona crestal y reducen la presion en el hueso
cortical minimizando la reabsorcion dsea.

Doble espira

Multiplica por dos la velocidad de insercién del implante (1,50 mm.)
permitiendo una insercion mas rapida y sencilla. El especial disefio de
la espira, también contribuye a obtener una elevada estabilidad primaria.

Forma coénica

La geometria en forma de raiz conica y el disefio exclusivo de la espira
garantizan una estabilidad primaria excelente y constituyen la mejor
opcion en una amplia variedad de casos clinicos y protocolos de carga.

Superficie

La rugosidad y la micromorfologia de la superficie se logran mediante
tecnologias de chorro de arena y grabado al acido. La probada superficie
de MIS ha proporcionado a millones de pacientes y profesionales unos
excelentes resultados de osteointegracion y éxito clinico a largo plazo.

Tres canales en espiral

Las propiedades de autorroscado se consiguen gracias a tres canales en
espiral en el extremo apical del implante. Estos ademas también recolectan
residuos 6seos durante el transcurso de la insercion, permitiendo una
integracion 6sea eficaz y aporta estabilidad a largo plazo.

Apice domo

Evita el exceso de insercion, proporcionando mayor seguridad durante
el emplazamiento del implante.



6mm 8mm 10mm 11.60mm 13mm 16mm

MF7-10330 MF7-11330 MF7-13330 MF7-16330

mm

MT-HSIH0 MT-HLI10

Transportador corto Transportador largo

para C/A, conexion para C/A, conexion

hex. int. hex. int.
MT-NRH10 MT-SRH20 MT-LRH20
Adaptador directo a conexion Transportador Transportador
de implante narrow para corto para largo para
carraca, conexion hex. carraca, conexion carraca, conexion
interna, plataforma estrecha hex. interna hex. interna

4 @4.3mm
S G VTR | wmHs2330
2/3/4/6/8mm MH-N3330 2/3/4/5/6mm MH-53330
— MH-N4330 e MH-54330

MC1-00330 MH-N6330 MH-55330
MH-N8330 MH-56330



ESTRECHA
@3.30mm

N.° de referencia Dimensiones Plataforma estrecha
| 4
MF7-10330 oo Tomm
9 Aleacion de titanio Ti 6AI 4V ELI

Tratamiento de superficie mediante
chorreado y grabado acido

MF7-11330 %ﬁjﬁmsomm

MF7-13330 %r?g?t%:jn rPSmm

MF7-16330 %r?g?t%rg r‘F6mm @
F @320 |
=

Fresa final

Cada implante se suministra con una fresa
final de un solo uso, correspondiente al
didmetro y longitud del implante. Permitiendo
un procedimiento de fresado rapido y seguro.

@3.75mm Secuencia quirtrgica

200-
Velocidad de fresado 1200- 900- 400 15-25
(RPM) 1500 1200 et .
et @220 oo
Diametro 1.90 2.40 ?2.40 ?3.20 ?3.30
Fresa final
Para huesos
2y 1tipo

A

No utilizar la fresa final
para huesos tipo 3y 4

La secuencia de fresado
se ilustra con un implante
de 13mm.

El procedimiento recomen-
dado por MIS no suple la
opinién y la experiencia
profesional del cirujano.




Medidas de implantes,
Plataforma estandar

Longitud emm 8mm 10mm
MF7-08375 MF7-10375
@3.75
mm
MF7-06420 MF7-08420 MF7-10420
@4.20
mm

MT-HSI10

Transportador corto
para C/A. Conexion
hexagonal interna.

@4mm|

3/4/6/6mm

' MC1-00375

Herramientas quirdrgicas

MT-HLI10

Transportador largo
para C/A. Conexion
hexagonal interna.

MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375

11.50mm

MF7-11375

MF7-11420

| 4
13mm 16mm
MF7-13375 MF7-16375
MF7-13420 MF7-16420
MT-SRH20 MT-LRH20
Transportador corto Transportador largo

para uso manual y carraca.
Conexion hexagonal interna.

para uso manual y carraca.
Conexion hexagonal interna.

Tormnillo de cierre y pilares de cicatrizacion del implante

@4.8mm @5.5mm
N ‘ MH-A3375 v oo MH-53375
3/4/6/6mm MH-A4375 3/4/5/6mm MH-54375
MH-A5375 - MH-565375
MH-A6375 MH-56375



N.° de referencia Dimensiones
MF7-08375 @3.75mm
longitud 8mm
] @3.75mm
PTITETD longitud 10mm
MF7-11375 @3.75mm
longitud 11.50mm
3 @3.75mm
HlFTisere longitud 13mm
MF7-16375 @3.75mm

longitud 16mm

@3.75mm Secuencia quirtrgica

Velocidad de fresado 1200- 900- 500-
(RPM) 1500 1200 700
Diametro 21.90 @2.40 @2.40 ©2.80

2280 @310
200- 200-
400 500
---------------------- 16-25
22.80 @375 vttt
©3.60 @375
OBEN
Fresafinal | (MT-GDN33)
Para | Avellanador
huesos Para
2yitipo | huesostipo
4y3

L.

@3.75mm

Plataforma estandar

Aleacién de titanio Ti 6Al 4V ELI

Tratamiento de superficie mediante
chorreado y grabado acido

Fresa final

Cada implante se suministra con una fresa
final de un solo uso, correspondiente al
didmetro y longitud del implante. Permitiendo
un procedimiento de fresado rapido y seguro.

A

No utilizar la fresa final
para huesos tipo 3y 4

La secuencia de fresado
se ilustra con un implante
de 13mm.

El procedimiento recomen-
dado por MIS no suple la
opinién y la experiencia
profesional del cirujano.



N.° de referencia

MF7-06420

MF7-08420

MF7-10420

MF7-11420

MF7-13420

MF7-16420

Dimensiones

@4.20mm
longitud 6mm

?4.20mm
longitud 8mm

?4.20mm
longitud 10mm

?4.20mm
longitud 11.50mm

@4.20mm
longitud 13mm

@4.20mm
longitud 16mm

@4.20mm Procedimiento de implante

@240 @2.80

2y 1tipo huesos

@4.20mm

Plataforma estandar

Aleacion de titanio Ti 6Al 4V ELI

Tratamiento de superficie mediante
chorreado y grabado acido.

Fresa final

Cada implante se sumistra con una fresa
final de un solo uso, correspondiente al
diametro y longitud del implante. Permitiendo
un procedimiento de fresado rapido y seguro.

@410 @4.20 4.20

OBIEN

Fresa final (MT-GDN33)

Avellanador
Para

tipo3y4

A

No utilizar la fresa final
para huesos tipo 3y 4

La secuencia de fresado se ilustra
con un implante de 13mm.

El procedimiento recomendado
por MIS no suple la opinion
y la experiencia profesional
del cirujano.



Medidas de implantes

Plataforma ancha
v
Longitud 6mm 8mm 10mm 11.50mm 13mm 16mm
Tipo
MF7-06500 MF7-08500 MF7-10500 MF7-11500 MF7-13500 MF7-16500
@5
mm
MF7-06600 MF7-08600 MF7-10600 MF7-11600 MF7-13600
26
mm
Herramientas quirdrgicas
MT-HSI10 MT-HLI10 MT-SRH20 MT-LRH20
Transportador corto Transportador largo Transportador corto para Transportador largo para
para C/A. Conexion para C/A. Conexion uso manual y carraca. uso manual y carraca.
hexagonal interna. hexagonal interna Conexion hexagonal interna. Conexién hexagonal interno.

Tormillo de cierre y pilares de cicatrizacion del implante

L] e wasso
3/4/5mm ’\’\::nggg 3/4/5mm MH-W4630

U s MH-W5630
T MC1-00470 MH-W56500




N.° de referencia Dimensiones
) @5mm
MF7-06500 longitud 6rmm
MF7-08500 (Z)Smm
longitud 8mm
) @5mm
MF7-10500 longitud 10mm
: @5mm
MF7-11600 longitud 11.50mm
) @5mm
MF7-13500 longitud 13mm
MF7-16500 oo

longitud 16mm

@5mm Procedimiento de implante

Velocidad de fresado 1200- 900- 500-
(RPM) 1600 1200 700
Diametro ©1.90 ©2.40 @240 22.80

400-
700

23.20

@5mm

Plataforma ancha

Aleacion de titanio Ti 6Al 4V ELI

Tratamiento de superficie mediante
chorreado y grabado &cido.

@4.90 25
>

Fresa final

Cada implante se suministra con una fresa
final de un solo uso, correspondiente al
diametroy longitud del implante. permitiendo
un procedimiento mas rapido y seguro.

200- 200-
400- 400 500
600 L TToemestroseoeees 15-25
@410 @5 ee--s-eoee
24 @4 24.90 @5
OBIEN
Fresa final (MT-GDNS50)
Para | Avellanador
huesos | Para huesos
4y3tipo

2y1tipo !

A

No utilizar la fresa final
con huesos tipo 3y 4

La secuencia de fresado se
ilustra con un implante de
13mm.

El procedimiento recomendado
por MIS no suple la opinién
y la experiencia profesional
del cirujano.




N.° de referencia

MF7-06600

MF7-08600

MF7-10600

MF7-11600

MF7-13600

Dimensiones

@emm
longitud 6mm

@6emm
longitud 8mm

@emm
longitud 10mm

@emm
longitud 11.50mm

@emm
longitud 13mm

@6mm Procedimiento de implante

Velocidad de 1200-
fresado (RPM) 1500
Diametro 21.90

900-
1200

2240

500- 400-
700 700
@240 22.80 23.20

@6mm

Plataforma ancha

Aleacion de titanio Ti 6Al 4V ELI

Tratamiento de superfice medi-
ante chorreado y grabado &cido.

Fresa final

Cada implante se suministra con una fresa
final de un solo uso, correspondiente al
diametro y longitud del implante. Permitiendo
un procedimiento de fresado rapido y seguro.

OBIEN

Fresafinal | (MT-GDN5S0)
Para huesos | Avellanador
2y1itipo ! Parahuesos

! 4y3tipo
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@240 @240 22.80 22.80 @3.20 @320 @4 @4 2450 @5
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*Todos los implantes de MIS se someten
alos mismos tratamientos de superficie:
chorreadoy grabado 4cido. El estudio se
realizd con el implante SEVEN, pero sus
resultados son vélidos para las superficies
de todos los implantes MIS.

Contexto y objetivos

Los implantes dentales se utilizan
habitualmente en terapia dental, pero
la informacién de que disponen los
odontélogos sobre las caracteristicas
de los materiales utilizados en los
implantes que tienen la responsabilidad
de colocar en sus pacientes es limitada.
El objetivo de este trabajo es describir las
caracteristicas quimicasy morfolégicas de
62 superficies de implantes disponibles
enelmercadoy establecer su respectiva
tarjeta identificativa (ID), aplicando la
norma de identificacion de superficies de
implantes (Implant Surface Identification
Standard, ISIS). En esta tercera parte, se
han investigado las superficies obtenidas
por el proceso de sustraccion principal
(chorreado/grabado &cido, tipo SLA'y
afines).

Tarjeta de identificacion y codificacion de las caracteristicas
quimicasymorfologicasde 62 superficiesdeimplantes dentales.
Parte 3: Superficies chorreadas y grabadas al 4cido (tipo SLA) y
afines (Grupo 2A, proceso de sustraccion principal).

David M. Dohan Ehrenfest'?", Marco Del Corso®#, Byung-Soo Kang®, Philippe Leclercap,
Ziv Mazor’, Robert A. Horowitz®, Philippe Russe®, Hee-Kyun Oh'?, De-Rong Zou'™, Jamil
Awad Shibli'2, Hom-Lay Wang'?, Jean-Pierre Bernard? and Gilberto Sammartino®.

Materiales y métodos

Se caracterizaron ocho superficies de
implantes distintas: Straumann SLA
(ITI Straumann, Basilea, Suiza), Ankylos
(Dentsply Friadent, Mannheim, Alemania),
Xive S (Dentsply Friadent, Mannheim,
Alemania), Frialit (Dentsply Friadent,
Mannheim, Alemania), Promote (Camlog,
Basilea, Suiza), Dentium Superline (Dentium
Co., Seul, Corea del Sur), Osstem SA
(Osstemimplant Co., Busan, Corea del Sur),
Genesio (GC Corporation, Tokyo, Japén),
Aadva (GC Corporation, Tokyo, Japon),
MIS Seven (MIS Implants Technologies,
Bar Ley, Israel), ActivFluor (Blue Sky Bio,
Grayslake, IL, EEUU), Tekka SA2 (Tekka,
Brignais, Francia), Twinkon Ref (Tekka,
Brignais, Francia), Bredent OCS blueSKY

(Bredent Medical, Senden, Alemania),

Magitech MS2010 (Magitech M2,
Levallois-Perret, Francia), EVL Plus (SERF,
Decines, Francia), Alpha Bio (Alpha Bio
Tec Ltd, Petach Tikva, Israel), Neoporos
(Neodent, Curitiba, Brasil). Se analizaron
tres muestras de cada implante.

Se analizé la composicion quimica
superficial por medio de XPS/ESCA
(espectroscopia de fotoelectrones emitida
por rayos X/espectroscopia electrénica
para el anélisis quimico)y se establecid el
perfilde 100 nm en profundidad utilizando
la espectroscopia electronica Auger
(AES). La microfotografia se cuantifico
por medio de la profilometria dptica (OP).
La morfologia generaly lananotopografia
se evaluaron utilizando un microscopio
electrénico de barrido de emision de
campo (FE-SEM). Por Ultimo, se estableciod
el cédigo de caracterizacion de cada



superficie por medio de ISISy se resumieron
las principales caracteristicas de cada
superficie en una tarjeta ID de facil lectura.

Resultados

Desde un punto de vista quimico, de las
18 distintas superficies de este grupo, 11
se basaban en un titanio comercialmente
puro (grado 2 0 4) y 7 en una aleacion de
titanio-aluminio (titanio grado 5 o grado
23 ELI). 4 superficies presentaban cierta
impregnacion quimica del nucleo detitanioy
5 superficies estaban cubiertas de particulas
de alumina residuales del chorreado. 15
superficies presentaban distintos grados de
contaminacion inorganicay 2 presentaban

un extenso recubrimiento de contaminacion
organica. Solo 3 superficies estaban exentas
de contaminacion (y de cualquier tipo de
modificacién quimica): gC Aadva, Genesio
y MIS SEVEN". Desde el punto de vista
morfolégico, todas las superficies eran
microrrugosas, con distintos aspectos
y valores microtopogréficos. Todas las
superficies eran nanolisas y, por tanto,
no presentaban ninguna nanoestructura
significativa o repetitiva. 14 superficies eran
homogéneas y 4 heterogéneas. Ninguna
de ellas era fractal.

Analisis y conclusién

El proceso sistematico de ISIS permitié

recopilar las principales caracteristicas de
estos productos disponibles comercialmente
en una tarjeta ID clara y precisa. Las
superficies detipo SLA tienen caracteristicas
morfolégicas especificas (microrrugosas,
nanolisas, con modificaciones quimicas
escasas y, en general, accidentales) y
son las que se suelen utilizar con mas
frecuencia en el sector. Sin embargo,
presentan distintos disefios y, a menudo,
se detecta contaminacion (especialmente
conresiduos del chorreadoy grabado &cido).
Los usuarios deben ser conscientes de
estas particularidades si deciden utilizar
estos productos.

Tarjeta identificativa de la superficie de MIS SEVEN, aplicando la codificacion de la
norma de identificacion de superficies de implantes (Implant Surface |dentification

Standard, ISIS)

2

Tarjeta identificativa de la super-
ficie MIS SEVEN": MIS Seven
(MIS Implants Technologies,
Bar Ley, Israel; Figura 1) esuna
superficie chorreada/grabada

MIS Seven (MIS Implants Technologies, Bar Lev, Israel)
(Ref:MF7-13500; Batch:W01129838)
XPS/ESCA Surface chemical composition (%)

2

g

Apomic concentration %
¥

al 4cido sobre un ntcleo de Ti 203% N 07 %
titanio grado 23 ELI (intersticia- -
les extra bajos). No se detectod 0 543 % Al 26%
contaminacion o modificacion =
quimica. La superficie eramod- C 219% v 0.2%

)

eradamente microrrugosa,
nanolisayhomogéneaentodo
elimplante.

Tarjetaidentificativa de la super-
ficie MIS SEVEN": MIS Seven
(MIS Implants Technologies,
Bar Ley, Israel; Figura 1) esuna

OP: Sa: 1.11 (0.12)
$dr%: 43,17 (6.89) '

‘Moderate £
mictofoughness

Aluminium

superficie chorreada/grabada
al 4cido sobre un nucleo de Surface Core Material (Core) (Med) [ (Miera) aphy (Nano) | Global Architecture [Archi)
titanio grado 23 EL (intersticie- MIS Seven (MIS | T-6AI-AV ELl Grade 23 | None Rough (R}, smooth (5} Non Fractal (NF).
les extra bajos). No se detectd
2 el 2 Implants Titanium (G23Ti) Moderate (Ma). Homogeneous (Ho)
contaminacion o modificacion Tathiili Flat (FI)
quimica. La superficie eramod- £ H'ES:I -
eradamente microrrugosa, Bar Lev, lsrael] | Core.G23Ti Micro.R Mo FI Nano.§ Archi.NF.Ho

nanolisay homogénea entodo
elimplante.

ISIS (MIS Seven) = Core.G23Ti / Micro.R.Mo.Fl / Nano.5 / Archi.NF.Ho

1LoB5 unit, Research Center for Biomineralization Disorders, Universidad Nacional de Chonnam, Corea del Sur. 2Departamento de Estomatologfa, Escuela de Odontologia, Universidad de Ginebra, Suiza. 3Departamento
de Cirugia Bucal, Facultad de Medicina, Universidad Federico Il de Napoles, Italia. 4Consulta privada, Turin, Italia. 5Departamento de Fisica, Universidad Nacional de Sedl, Corea del Sur. 6Consulta privada, Paris, Francia.
7Consulta privada, Ra'anana, Israel. 8Departamento de Periodontologia e Implantologia, Escuela de Odontologia, Universidad de Nueva York, EE.UU. 9Consulta privada, Reims, Francia. 10 Departamento de Cirugia
Bucal y Maxilofacial, Escuela de Odontologia, Universidad Nacional de Chonnam, Corea del Sur. 11 Departamento de Estomatologfa, Sexto Hospital Popular de Shanghai, Universidad de Shanghai Jiao Tong, China. 12
Departamento de Periodontologia e Implantologia Bucal, Universidad de Guarulhos, Sao Paulo, Brasil. 13 Departamento de Periodonciay Medicina Bucal, Escuela de Odontologia, Universidad de Michigan, Ann Arbor,

EE.UU. * Autor para correspondencia David M. Dohan Ehrenfest.



Transportador corto para uso manual y
carraca. Conexiéon hexagonal interna.

MT-SRH20

Herramientas de
insercion.

carraca. Conexion hexagonal interna.
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MT-LRH20

El sistema de transportadores SEVEN
esta disefado para facilitar una insercion
rapiday fiable del implante. Se entregan
como parte del kit quirdrgico avanzado
SEVEN.

Estos transportadores son los adecuados
para su uso en implantes SEVEN de
diametro estrecho.

Transportador largo para C/A.
Conexion hexagonal interna.

Transportdor corto para C/A. Conexion

hexagonal interna.

MT-HLI10

MT-HSI10



Transportador largo para uso manual
y/o carraca.

(2]

Transportador para contra-angulo

(2]

Transportador corto para uso manual
y/o carraca.

El mismo concepto es aplicable a las herramientas de plataforma ancha.

MIS ofrece una linea de herramientas de
insercion especialmente disefiadas para
uso manual o con llave de carraca, que
reduce de forma efectiva el nimero de
herramientas necesarias.

Nota: Para garantizar un funcionamiento eficiente, las
herramientas deben insertarse completamente en los
implantes. La insercion completa de la herramienta
optimiza la transferencia de fuerza durante la colocacion
delimplante y permite una facil liberacion de la herramienta
del hexagono cuando es necesario.

Nota: La herramienta no fijara el implante si no se
inserta totalmente en el hexagono.



Contenido del Todos los implantes SEVEN se sirven con
envase. el tornillo de cierre incluido en el envase.

Siguiendo nuestra filosofia "Make It
Simple", MIS se siente orgullosa en
ser la primera compania en incluir una
fresa final estéril de un solo uso con
cada implante SEVEN. Ofreciendo un
procedimiento quirdrgico preciso y
seguro.
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Implante
Fresafinal
Tubo interior
Tubo exterior




Identificacién del diametro de la conexién.

Los aditamentos se presentan mediante

un codigo de colores que corresponde
Q 5 al didametro de la plataforma del implante.

Un sistema de envase doble
garantiza la esterilizacion y la
seguridad. Estos estan disefados
para facilitar su manejo durante
la cirugia, incluso con el uso de
guantes quirdrgicos.

Indicacion de diametro y plataforma
del implante

Eltubo exterior lleva una codificacion de
color que indica la plataforma del implante.
La indicacion numérica especifica el
didmetro y la longitud del implante.

Identificacion del implante

‘- La pegatina superior de la caja especifica

el diametro, la longitud y el tamafio de
plataforma del implante.

Anilla de facil apertura

La anilla de apertura se identifica faciimente
y posibilita una comoda apertura durante
la cirugia.










MIS Implants Technologies Ltd.
www.mis-implants.com

El Sistema de Calidad de MIS cumple
contodos las Normativas Internacionales
de Calidad: ISO 13485:2003 - Quality
Management System for Medical Devices,
ISO 9001: 2008 - Quality Management
Systerm and CE Directive for Medical Devices
93/42/EEC. MIS products are cleared for
marketing in the USA and CE approved.
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